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導入対象となる分野・プロセス

3

5.1

6,000,000

電池、電線、コネクタ、パワエレ部品等のＰＷＢ実装プロセス

工場・事業場当たりの想定省エネ率 99.2

E.製造業

99.2設備・システム当たりの想定省エネ率

ＳＷ３０１Ａ

１台又は１式当たりの想定導入価格（参考）

保守・メンテナンス等の年間ランニング費用 0

https://www.s-finx.com/

株式会社スフィンクス・テクノロジーズ

IHはんだ付け装置

神奈川県横浜市港北区新横浜１丁目１８－３－７０１

図１．S－WAVE301 機能表

はんだ付け装置として初めて、１

ポイント毎に予熱-本加熱-後熱を

プログラムすることが可能になり

ました。１００ｍｓで出力強度を

可変でき、適切なはんだ付けを実

現できます。局所のリフロー装置

としてクリームはんだの使用も可

能です。

世界初の磁気集中技術により、従

来装置では不可能であった局所的

なセルフヒーティングを実現。図

は端子・基板予熱後のはんだ供給

時のイメージです。端子・基板に

加え、はんだのセルフヒーティン

グにより、発熱エネルギーを約１．

５倍に向上させています。

図２．加熱イメージ 図３．加熱設定イメージ



製品・システムの概要・イメージ図

導入事例の概要・イメージ図

業種・分野 対象設備・プロセス 後付けはんだ付け工程製造業

図５．装置の構成図４．S-WAVEの3大メリット

位置、加熱、はんだ量、その他オプション

をタッチパネルで設定できます。

導入メリット

１．対象に触れずに加熱するため、毎回同じ温度を繰り返す

→品質が安定。不良低減に人手がかからない、生産量増

２．様々な対象の最適加熱が可能です

→加熱時間だけでなく、加熱強度によりパラメータ調整可

３．加熱されるのは金属のみ、樹脂にダメージを与えません

→樹脂筐体の壁や、コネクタ樹脂部に近くもはんだ付け可

４．非接触のため、消耗がなく交換部品がありません

→交換・調整で生産を止めません。

５．定量はんだで、不要なはんだコストを抑えます。

図６．こて式と比較

図７．対応事例

図８．実装風景

電線と PCB 電線と FPC クリームはんだ

平角端子 樹脂筐体とPCB 生産能力の向上


